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DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION
PROCESO DE ADMISION A POSGRADO
PERIODO: SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2026

El Tecnologico Nacional de México / Instituto Tecnoldgico de San Luis Potosi ofrece el
programa de estudios de la Maestria en Ingenieria Electronica y Maestria en
Administracién; convocando atodos los interesados en cursar el programa de posgrado
a participar en el proceso de seleccion y admision del ciclo escolar Agosto - Diciembre
2026.

Contacto de Coordinacion

e Maestria en Ingenieria en Electrénica:

o Coordinador: cmie@slp.tecnm.mx
e Maestria en Administracioén:

o Coordinador: cma@slp.tecnm.mx

REQUISITOS Y PRIMEROS PASOS

Contactarse con el coordinador de la Maestria de interés via correo electrénico o de
manera personal en el edificio de Posgrado del ITSLP para entregar la documentacién e
informacidn solicitada y estar atento a las indicaciones que el coordinador indique.

En caso de cumplir los requisitos minimos, continuar con los siguientes tramites
respetando los periodos, fechas y cuotas que a continuacion se indican.

Documentacion Inicial (en copias) que se solicitara:

1. Curriculum Vitae.

2. Titulo o acta de examen.

3. Cédula profesional.

4. Certificado de materias.

5. Actade nacimientoy CURP.

6. Cartas de recomendacion académica (2) en sobre cerrado.

7. Carta de exposicion de motivos en formato libre.

8. ** Presentar documento probatorio del dominio delidioma inglés con un
minimo equivalente a 337 puntos del TOEFL ITP o a un nivel A2 del CEFR.

9. Comprobante de experiencia profesional minimo 2 afios.

CALENDARIO Y FECHAS IMPORTANTES (2026)
1. Ficha de Inscripcion
Captura de fichas:

e Medio: Plataforma MINDBOX del ITSLP (consultar pagina oficial).
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o Periodo de registro: Del 11 de febrero al 12 de mayo de 2026.

Pago de la ficha ($1,000.00 MXN): El pago es referenciado y se hace en una sola
exhibicién. Tiene una vigencia de dos dias habiles a partir de su generacion.

Periodo 1: 11 al 25 de Febrero de 2026.
Periodo 2: 02 al 25 de Marzo de 2026.
Periodo 3: 13 al 25 de Abril de 2026.
Periodo 4: 02 al 13 de Mayo de 2026.
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Horario de atencidn (Recursos Financieros): Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

2. Curso Induccion

e Fecha: sdbados 23y 30 de mayo, (horario por definir).

3. Examen de Admision (EXANI I11I)

e Asignacion de fechay modo de pago: Se informara de acuerdo a programacion
de Ceneval.

e Fechade aplicacion: 5dejunio de 2026.
e Puntaje requerido: Mayor o igual a 950 puntos.
e Resultados: 19 de junio 2026.

ETAPA FINAL: ADMISION E INSCRIPCION

Entrevistas y Resultados

e Entrevista con el Consejo del Posgrado: Fecha y hora exacta por confirmar.
Dependera del numero de aspirantes.

e Entrega de resultados a aspirantes: 03 de Julio de 2026.

Proceso de Inscripcién

e Pago de Inscripcion ($8,000.00 MXN): Del 03 al 11 de agosto de 2026. (El pago
se hara referenciado).

Entrega de Papeleria a Servicios Escolares
Periodo: Del 11 al 14 de agosto de 2026.
Lista de documentos finales:

1. Curriculum con documentos probatorios (original y copia).
2. Titulo profesional (originaly 2 copias).

3. Cédula profesional (originaly 2 copias).

4. Certificado de estudios de bachillerato (originaly 2 copias).

PROCESO DE

ADMISION 2026



TECNOLOGICO INSTITUTO TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO U450 DE SAN LUIS POTOSI

=
—=ia
—

. Educacion @

Secretaria de Educacién Pablica

Acta de nacimiento (originaly 3 copias).

Fotografia tamafio infantil (5 fotos).

Formato de solicitud de Inscripcion.

CURP (originaly 2 copias).

9. Constancia de vigencia de derechos del IMSS (2 copias).
10. Copia del recibo de pago de inscripcion.

11. Copia del comprobante del idioma inglés.

12. Copia del comprobante del examen EXANI-III.

N o

Alta en el Sistema

e Asignacion de numero de control: 17 de agosto de 2026.

e Generacion de correo Institucionaly acceso a plataforma: 20 de agosto de
2026.




